INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

encontra

disponiveis

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
CAMPUS MANAUS CENTRO

COMISSAO LOCAL DE PROCESSOS SELETIVOS

CAMPUS MANAUS CENTRO

Processo Seletivo 2025
EDITAIS N° 03/2025/PROEN
QUINTA CHAMADA

Tipo de chamada: chamada regular
A Comissao Local de Processo Seletivo do campus Manaus Centro emite esta chamada de lista de espera, que se

pagina do

campus:

INSTITUTO
FEDERAL

Amazonas

https://www?2.ifam.edu.br/campus/cmc/estude-no-ifam/cmc-

matriculas/processo-seletivo-2025-2/home#imain Os candidatos convocados deverdo apresentar a documentacdo listada

no tépico 18 dos seus respectivos editais conforme os procedimentos, locais e datas definidos nesta Chamada.

Segue quadro com o resumo das vagas preenchidas e das vagas disponiveis para esta chamada:

VAGAS
EGRESSOS DE ESCOLAS PUBLICAS
EDITAL CURSOS TIPO DE DADOS AC | PR (No minimo 50% das vagas) TOTAL
5% | R1 | R2 R3 R4 | R5 | R6 R7 R8
PPI| Q |PCD| EP | PPI| Q | PCD | EP
Vagas ofertadas em edital | 12 2 8 1 1 1 8 0 1 1 35
i a
Vagas preenchidas na 1 3 1 1 0 0 1 5 0 0 0 8
chamada
i a
Vagas preenchidas na 2 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6
chamada
Vagas preenchidas na 32
~ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EDIFICACOES chamada
i a
Vagas preenchidas na 4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
chamada
Vagas em analise - - - - - 1 - - - - 1
- — 5
Vagas disponiveis para 5 a 1 5 0 0 0 a 0 1 1 16
chamada
Vagas ofertadas em edital | 14 - 8 1 1 1 8 0 1 1 35
i a
Vagas preenchidas na 1 3 v 4 1 0 0 4 0 0 0 1
chamada
i a
Vagas preenchidas na 2 3 h 1 0 0 0 1 0 1 0 6
chamada
Vagas preenchidas na 32
. 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03 ELETROTECNICA chamada
i a
Vagas preenchidas na 4 ) i ) 0 0 0 1 0 0 0 5
chamada
Vagas em analise - - 1 - 1 - - - - - 2
- — o
Vagas disponiveis para 5 5 ) 0 0 0 1 2 0 0 1 9
chamada
Vagas ofertadas em edital | 14 - 8 1 1 1 8 0 1 1 35
i a
Vagas preenchidas na 1 4 i 4 0 0 0 3 0 1 1 13
chamada
i a
Vagas preenchidas na 2 ) i i 0 0 1 0 0 0 0 3
chamada
Vagas preenchidas na 32
A 5 - 1 0 1 0 1 0 0 0 8
MECANICA chamada
Vagas preenchidas na 3 i 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42 chamada
Vagas em analise - - - - - - - - - - -
- — 5
Vagas disponiveis para 5 0 ) 3 1 0 0 a 0 0 0 3
chamada



https://www2.ifam.edu.br/campus/cmc/estude-no-ifam/cmc-matriculas/processo-seletivo-2025-2/home#main
https://www2.ifam.edu.br/campus/cmc/estude-no-ifam/cmc-matriculas/processo-seletivo-2025-2/home#main
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Vagas ofertadas em edital | 15 2 9 1 1 1 9 0 1 1 40
Vagas preenchidas na 12
chamada
Vagas preenchidas na 22
chamada
Vagas preenchidas na 32

MEIO AMBIENTE chamada
Vagas preenchidas na 42
chamada
Vagas em andlise - - - - - - - - - - -
Vagas disponiveis para 52
chamada

7 0 3 0 0 0 5 0 0 0 15

5 2 4 1 1 1 4 0 1 1 20

Vagas ofertadas em edital | 15 2 9 1 1 1 9 0 1 1 40
Vagas preenchidas na 12
chamada
Vagas preenchidas na 22
chamada
Vagas preenchidas na 32

QuimMIcA chamada
Vagas preenchidas na 42
chamada
Vagas em analise - - - - - - - - - - -
Vagas disponiveis para 52
chamada

4 0 3 0 1 0 2 0 1 0 11

Destacamos que a classificagdao, a sele¢do e a convocagdo do candidato para verificagdo de atendimento as regras
para matricula ndo assegurardo vaga nem matricula, assegurando APENAS a expectativa de direito a vaga para a qual o
candidato se inscreveu. A matricula estard condicionada a comprovagdo, junto ao campus, da veracidade das médias
informadas no Formulario de Inscricdo e do atendimento aos critérios e as regras determinados neste edital e em suas
erratas, se houver, e aos requisitos legais e regulamentares pertinentes, inclusive aqueles previstos na Lei n°12.711, de
2012, e regulamentacdo em vigor.

Serd matriculado APENAS o candidato convocado que atenda comprovadamente a todas as regras e critérios
determinados no edital e aos requisitos legais e regulamentares pertinentes, inclusive aqueles previstos na Lei n°12.711,
de 2012, e regulamentacgdao em vigor.

Para mais informacdes sobre a verificacdo de atendimento as regras, ler o topico 15 dos seus respectivos editais.

SOBRE PROCURAGAO:

N3o sendo possivel ao candidato o comparecimento presencial no local, data e/ou horério determinados, sera
permitida a representagdo por pais ou responsaveis em caso de candidatos menores de 18 anos de idade ou o
comparecimento por PROCURACAO.

Em caso de verificacdo de atendimento as regras e/ou matricula por meio de representacdo por pais ou responsaveis
de candidato menor de idade ou por meio de PROCURACAO, além dos documentos exigidos no tépico 13, também deverio
ser apresentados:

| — Em caso de procuragao:

a) original e cépia do documento de identidade do procurador; e

b) b) original e cépia da Procuracdo, que ficard anexa ao processo de matricula.
Il — Em caso de representacdo por responsavel de candidato menor de idade:

a) original e cépia do documento de identidade do responsavel; e

b) original e cépia de documento comprobatdrio de ser o responsavel pelo candidato, que ficard anexa ao
processo de matricula.

Ambas as cépias serdo autenticadas por servidor do IFAM e ficardo anexas ao processo de matricula.

N3o serdo realizados procedimentos de heteroidentificagdo por procuragdo, nem verificacdo de laudo médico de
candidatos da reserva para Pessoa com Deficiéncia caso a presenca do candidato PcD seja solicitada.
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Caso a PROCURACAO n3o seja autenticada em cartério, o reconhecimento de firma sera realizado, conforme Lei n°
12.726/2018, por servidor publico do campus da seguinte maneira:

| - confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatdrio; ou

Il — lavrando a autenticidade no préprio documento caso o signatdrio esteja presente e assine o documento diante
do servidor do campus.

Os candidatos podem utilizar os modelos de procuragao direta e indireta disponiveis em:

http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/documentacao-e-matricula

A assinatura podera ser de préprio punho ou eletronica pelo gov.br (Mais informacgdes sobre assinatura eletrénica
em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica)

SOBRE AS REGRAS DE DESCLASSIFICAGAO NA ETAPA DE VERIFICACAO DE
ATENDIMENTO AS REGRAS

Os candidatos convocados para verificacdo de atendimento as regras para matriculas terdo todas as informacdes e
autodeclaracgdes inseridas no Formulario de Inscri¢do verificadas, bem como o atendimento a todas as regras determinadas
pelo edital.

A desclassificacdo dos candidatos convocados para verificacdo de atendimento as regras para matriculas poderd
ocorrer a qualquer tempo pelo desatendimento de uma ou mais regras deste edital.

Serd PERMANENTEMENTE DESCLASSIFICADO do Processo Seletivo, INDEPENDENTEMENTE DO GRUPO DE VAGAS
POR MEIO DO QUAL O CANDIDATO FOI CONVOCADO, o candidato que se enquadrar em uma ou mais dos critérios de
desclassificagdo listados no item 17.2 dos Editais.

Se, E SOMENTE SE, o candidato convocado pela cota comprovar o atendimento a todas as regras basicas do seu
Edital e ndo se enquadrar em um ou mais dos critérios de desclassificagdo permanente do item 17.2, ele permanecera na
lista de espera da Ampla Concorréncia.

SOBRE OS CONVOCADOS ADICIONAIS PARA COMPOSICAO DE CADASTRO RESERVA

A chamada regular com convocagdo para cadastro reserva ocorre quando convocamos os(as) candidatos(as)
selecionados e também convocamos candidatos(as) ainda em lista de espera, em numero maior do que as vagas
disponiveis, para composi¢do de cadastro reserva, e o prazo de comparecimento desses candidatos(as) é de no minimo 3
(trés) dias ateis.

a) os(as) candidatos(as) convocados(as) para cadastro reserva sdo aqueles que continuam em lista de espera, porém

também deverdo comparecer ao campus e apresentar a documentagao para verificacao de atendimento as regras;

b) os(as) convocados(as) para cadastro reserva que comprovarem o atendimento as regras vao compor o CADASTRO
RESERVA. Isso significa que se houver alguma vaga disponivel em seus grupos de vagas, eles serdo chamados para
efetivacdo da matricula;

c) os(as) convocados(as) para cadastro reserva que ndo respeitarem as regras, procedimentos e prazos definidos no
documento convocatodrio e neste Edital serdo permanentemente desclassificados.

PROCEDIMENTOS, LOCAIS, DATAS PARA OS CONVOCADOS

e Convocados(as) que deverao comparecer: todos(as) aqueles(as) listados no Anexo | desta Chamada
e Local de comparecimento dos candidatos convocados: IFAM — Campus Manaus Centro
e Enderego: AV. 7 de Setembro, 1975 — Centro

« Periodo de comparecimento: 29/08 /2025 e 01 a 04/09/2025

« Horario de comparecimento: das 9h as 12h e das 13h as 16h
e Forma de entrega da documentacgao para verificagao de atendimento as regras e matriculas:
Presencial
Documentos deverao ser apresentados em formato fisico: original e cépia legivel
e Documentagoes:
o Documentagao necessaria para verificagao de atendimento as regras: ver tépico 18 dos Editais.
Documentos (Original e Cépia):
1. Duas fotos 3x4.(recente);


http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/documentacao-e-matricula
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica
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Comprovante de Residéncia;

Certidéo de Nascimento ou Casamento;

Carteira de Identidade;

CPF;

Comprovante de Quitacao Eleitoral, se maior de 18 anos;

Comprovante do Servigo Militar, para o sexo masculino, se maior de 18 anos;
Certificado de Conclusao do Ensino Médio ou equivalente;

. Histérico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;

10 Questionario Socioecondmico;

11.Ficha de matricula impressa e preenchida (ver no final da lista de convocados).

©oOoNORE WD

o Modelos de Termos, Autodeclara¢des, Procuragdes, etc:
http://www?2.ifam.edu.br/estudenoifam/documentacao-e-matricula ou
https://sites.google.com/ifam.edu.br/estude-no-ifam/documentos-modelos

@]
¢ Uso de mascara recomendavel
e Contato: 3621-6745

Manaus - AM, 27 de agosto de 2025

Comissdo Local de Processo Seletivo do campus Manaus Centro
PORTARIA N2 03 - GAB/DG/CMC/IFAM, de 02.01.2025


http://www2.ifam.edu.br/estudenoifam/documentacao-e-matricula
https://sites.google.com/ifam.edu.br/estude-no-ifam/documentos-modelos
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RELACAO DE CANDIDATOS(AS) CONVOCADOS(AS)

EDITAL N° 03/2025 — CURSOS SUBSEQUENTES

Modalidade de

Grupo de

CPF_3 Nome Completo Concorréncia Convocagio Resultado

CMC| Técnico em Eletrotécnica - LADISLAU SANDOVAL VASCONCELOS CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 2376 | 208 FILHO Apenas em AC AC 87 8,46 | CHAMADA
CMC|Técnico em Eletrotécnica - CONVOCADO(A) -AC-5
Subsequente - Noturno 2371 | 259 CATHARINE SILVA SOUZA Apenas em AC AC 89 8,46 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2335|282 | ABIMAEL TIAGO DE MATOS BELO Apenas em AC AC 94 8,41 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2334|277 HENZO DE FREITAS BENTES Apenas em AC AC 95 8,41 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2338|255 YAGO SALES CAVALCANTE Perfil AC 96 8,41 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2329|231 GUSTAVO DA COSTA PEREIRA Apenas em AC AC 98 8,4 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2311|244 ILEILSON DA SILVA CARVALHO Apenas em AC AC 99 8,38 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2304|226 CELIANE FERNANDES GAMA Apenas em AC AC 101 8,37 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_EP -5
Subsequente - Noturno 2300 | 252 DANIEL DOS SANTOS SOUZA DA SILVA | Perfil LB_EP 104 8,36 | CHAMADA
CMC| Técnico em Eletrotécnica - PAULO ROBERTO VIEGAS DA COSTA Convocado(a) adicional para
Subsequente - Noturno 2295 | 265 NETO Apenas em AC AC 105 8,36 | composicdo de cadastro reserva -
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AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - _ composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2286 | 249 BRUNO DE OLIVEIRA PAVAO Apenas em AC AC 107 8,35 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2285|287 ALMIR ROCY FERREIRA DUARTE Apenas em AC AC 108 8,35 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2279|298 RYAN SIMON PERINI SOUZA Apenas em AC AC 109 8,34 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2281|119 ALLYSSON GABRIEL MENDES DA SILVA | Apenas em AC AC 110 8,34 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2273 (299 ELIANA KARLA OLIVEIRA GAMBOA Perfil AC 113 8,33 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2269 | 202 VERANICE CRUZ DE SOUZA Apenas em AC AC 114 8,33 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - ’ composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2267 | 201 NATALIA LIRA BARBOZA Apenas em AC AC 115 8,32 | AC - 52 chamada
CMC| Técnico em Eletrotécnica - IGOR NELSON RENOVATO BRASIL DOS | Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI -5
Subsequente - Noturno 2258 | 221 SANTOS Perfil LI_PPI 121 8,3 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2255 | 285 RICARDO RODRIGUES DE SOUZA Apenas em AC AC 122 8,3 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2230|224 | ANDREZA SENA DA SILVA Apenas em AC AC 126 8,275 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - . ) composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2229|200 CARLOS JERONIMO DA SILVA JUNIOR Apenas em AC AC 127 8,27 | AC - 52 chamada
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CMC|Técnico em Eletrotécnica - CARLOS EVALDO MARTIM PIMENTEL | Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI -5
Subsequente - Noturno 2228 | 205 DA ROCHA Perfil LI_PPI 129 8,27 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2217|279 JHONATAS DA SILVA GOMES Perfil AC 130 8,26 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2218|273 ISABELE MENDES TEIXEIRA Perfil AC 131 8,26 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 2211 | 236 LAYRTON MARINHO FERNANDES Perfil LB_PPI 132 8,257 | CHAMADA
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 2210 | 262 ARLISON MARINHO FERRAZ Perfil LB_PPI 133 8,257 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2203|243 WANDERSON MEDEIROS DOS PASSOS | Perfil AC 134 8,25 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2205 | 205 NICOLE CABRAL BARBOSA Apenas em AC AC 135 8,25 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2201 | 200 ALESSANDRA DA SILVA GRACA Perfil AC 136 8,24 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2200 | 267 POLIANA DA SILVA BATISTA Perfil AC 137 8,24 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO DA composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2193 | 250 SILVA Apenas em AC AC 138 8,232 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2182 | 260 ARIAN MAXIMIANO DA COSTA DIAS Perfil AC 139 8,22 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2172 | 288 MARCUS VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA | Perfil AC 140 8,21 | AC - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2160 | 283 JESSE PROCOPIO DA SILVA Perfil AC 141 8,2 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2158 | 207 FRANCISCO LOPES GUIMARAES Apenas em AC AC 142 8,2 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2144 | 200 ALCENIR BARRONCAS NASCIMENTO Apenas em AC AC 144 8,2 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2146 | 206 ANE CRISTINE BENTES FERREIRA Perfil AC 145 8,2 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2157 | 241 HENRIQUE FELIX PINTO Perfil LI_PPI 146 8,2 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2156|281 KAYLANE SILVA DE FREITAS Perfil LB_EP 147 8,2 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2143 | 214 BRUNO VINICIUS VIEIRA MARQUES Perfil LI_PPI 148 8,2 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2131|263 ANA JULIA SOUZA DA CRUZ Perfil LI_PPI 150 8,19 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2118 | 287 IVAN DA SILVA LIMA Perfil LI_PPI 153 8,18 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - FERNANDA EDUARDA QUINTELO DA Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2116|270 SILVA Perfil LB_EP 155 8,18 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2102 | 231 WEUSLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA Perfil LI_PPI 156 8,17 | LI_PPI - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2091 | 268 MARILIA DA SILVA FREITAS Perfil LI_PPI 157 8,16 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2090 | 290 PAULO CESAR PANTOJA SERRAO Perfil LI_PPI 159 8,16 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2092 | 200 RIAN RICARDO SANTOS VIEIRA Perfil LI_PPI 160 8,16 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - MATHEUS NASCIMENTO DO Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2087 | 257 NASCIMENTO Perfil LI_PPI 161 8,155 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2059 | 225 ARLAN DE ARAUJO SALDANHA Perfil LI_PPI 165 8,125 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2042 | 271 MIQUEIAS GAMA GOMES Perfil LI_PPI 166 8,11 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2032 | 257 MAURICIO FELIX CRUZ DA SILVA Perfil LI_PPI 169 8,1 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2025|219 ISAQUE RABELO COHEN Perfil LB_EP 172 8,1 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2010|204 NOELVILA DA ROCHA FERREIRA Perfil LI_PPI 173 8,092 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2004 | 221 VITOR PEREIRA DA SILVA Perfil LI_PPI 174 8,09 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 2003 | 254 LUANY DELMONT SILVA Perfil LI_PPI 175 8,09 | LI_PPI - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Eletrotécnica - GUILHERME HENRICO COSTA DE Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1990 | 204 SOUZA Perfil LB_EP 180 8,08 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1982|202 EVELLYN RIBEIRO DE SOUZA Perfil LB_EP 181 8,07 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1954 | 253 KIVIA HANNA SERRAO DE SOUZA Perfil LB_EP 185 8,06 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1940|253 RENATA LIRA DOS REIS ROQUE Perfil LB_EP 186 8,04 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1933|250 SILAS DA COSTA SILVA Perfil LB_EP 187 8,03 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1929 | 295 CLEITON BEZERRA DE SOUZA Perfil LB_EP 189 8,03 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1926 | 208 EDUARDO ALMEIDA DA COSTA Perfil LB_EP 190 8,03 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1922 | 201 LUIZ MIGUEL FERREIRA ROCHA Perfil LB_PPI 191 8,02 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1902 | 269 PALOMA DA SILVA BENARROS Perfil LB_PPI 195 8,01 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1874 | 291 CRISTIANO NASCIMENTO DA COSTA Perfil LB_PPI 196 8 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1900 | 246 TYNA SAMPAIO SILVA Perfil LB_PPI 198 8 | LB_PPI - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1866 | 207 DAYANE MOURA DA SILVA Perfil LB_PPI 199 8 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1884|205 FERNANDA COSTA DA SILVA Perfil LB_PPI 202 8 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1858|342 CHRISTIAN MUNIZ BIZARRIA Perfil LB_PPI 204 8| LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1891|212 ALEXANDRE RODRIGO LIMA FERREIRA | Perfil LB_PPI 205 8 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1889|226 IAGO RAMON ARAUJO MACHADO Perfil LB_PPI 207 8| LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1881 | 228 KARINE PATRICIA LEAL RAMOS LIMA Perfil LB_PPI 208 8| LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1852 | 205 ELIZABETE CRISTINA ARAUJO BENTES Perfil LB_PPI 210 7,995 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1849|290 LUA PESSOA COSTA Perfil LB_PPI 211 7,99 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1831 | 290 FABRICIO DE PAULA FIRMINO DA SILVA | Perfil LB_PPI 213 7,98 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1823 (254 DIEGO DA GAMA SANTOS Perfil LB_PPI 216 7,97 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Eletrotécnica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1819 | 260 ELIZEM KAREN GONCALVES MOREIRA | Perfil LB_PPI 218 7,97 | LB_PPI - 52 chamada
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CMC|Técnico em Mecéanica - Conforme o CONVOCADO(A) @ |.|_PP| -5

Subsequente - Noturno 2028 | 268 FRANCINEI GUERREIRO BELEZA Perfil LI_PPI 128 8,1  CHAMADA

CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 5

Subsequente - Noturno 1992 | 249 LUZIA MOREIRA LARANIJEIRA Perfil LI_PPI 133 8,08 | CHAMADA

CMC|Técnico em Mecéanica - Conforme o CONVOCADO(A) @ |.|_PP| -5

Subsequente - Noturno 1980 | 206 JANDERSON DA SILVA CAMPOS Perfil LI_PPI 136 8,07 | CHAMADA

CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_PPI - 5

Subsequente - Noturno 1971 | 289 DANIEL CORREA DE SOUZA Perfil LI_PPI 138 8,067 | CHAMADA

CMC| Técnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5

Subsequente - Noturno 1968 | 201 RAYAN GOES LOPES Perfil LB_PPI 139 8,064 | CHAMADA

CMC| Técnico em Mecanica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5

Subsequente - Noturno 1941 | 242 ENDREW MARCELO DA SILVA PINHAES | Perfil LB_PPI 143 8,05 | CHAMADA

CMC|Técnico em Mecéinica - Conforme o CONVOCADO(A) © LB_PP' -5

Subsequente - Noturno 1942 | 278 ANDREZA SILVA COLARES Perfil LB_PPI 144 8,05 | CHAMADA
Convocado(a) adicional para

CMC| Técnico em Mecanica - JONATHA CARLOS NOGUEIRA Conforme o composi¢do de cadastro reserva -

Subsequente - Noturno 1938 | 301 PINHEIRO Perfil LI_PPI 145 8,04 | LI_PPI - 52 chamada
Convocado(a) adicional para

CMC| Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -

Subsequente - Noturno 1931|208 MATHEUS XAVIER DOS SANTOS Perfil LI_PPI 148 8,03 | LI_PPI - 52 chamada
Convocado(a) adicional para

CMC|Técnico em Mecénica - RANUFO ANGELO NOGUEIRA DA Conforme o composicao de cadastro reserva -

Subsequente - Noturno 1928 | 204 COSTA Perfil LI_PPI 149 8,03 | LI_PPI - 52 chamada
Convocado(a) adicional para

CMC| Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -

Subsequente - Noturno 1919 | 283 ARTHUR VINICIUS AMORIM PINTO Perfil LI_PPI 151 8,02 | LI_PPI - 52 chamada
Convocado(a) adicional para

CMC | Técnico em Mecanica - Conforme o composicao de cadastro reserva -

Subsequente - Noturno 1868 | 216 DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES Perfil LI_PPI 159 8 | LI_PPI - 52 chamada
Convocado(a) adicional para

CMC|Técnico em Mecanica - Conforme o composicao de cadastro reserva -

Subsequente - Noturno 1846 | 246 HUDSON DA SILVEIRA NUNES Perfil LI_PPI 164 7,99 | LI_PPI - 52 chamada

CMC|Técnico em Mecanica - ’ .

Subsequente - Noturno 1838 | 293 JESSICA THOMAS FRUTUOSO Conforme o LI_PPI 165 7,985 | Convocado(a) adicional para
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Perfil composicao de cadastro reserva -

LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Mecanica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1824|261 KEILA SILVA DE CASTRO Perfil LI_PPI 167 7,97 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1812|219 LUIZ FERNANDO CASCAES MATOS Perfil LI_PPI 170 7,96 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1808 | 282 JOSE LEONARDO COUTO DE SOUZA Perfil LI_PPI 171 7,958 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1800|221 GABRIEL SOUSA ALVES Perfil LI_PPI 173 7,95 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1791|214 WEVERTON TEIXEIRA AMARAL FILHO Perfil LI_PPI 174 7,94 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Mecanica - ANTONIO LEANDRO ALMEIDA DE Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1756 | 204 OLIVEIRA Perfil LI_PPI 176 7,9 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1752 | 288 ROBERT SAMPAIO LIMA Perfil LI_PPI 178 7,9 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1753|217 RYCKSON RYAN SOUZA MUNIZ Perfil LI_PPI 179 7,9 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecéanica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1761 | 201 GABRIELA SANTOS GAMA Perfil LI_PPI 180 7,9 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Mecanica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1745|200 JAQUELINE NASCIMENTO DOS SANTOS | Perfil LI_PPI 181 7,89 | LI_PPI - 52 chamada
CMC|Técnico em Mecanica -
Subsequente - Noturno 1734|260 REBECA MOURA DA SILVA Conforme o LI_PPI 183 7,88 | Convocado(a) adicional para
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Perfil composicao de cadastro reserva -

LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Mecanica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1702 | 290 ROSARIA FERREIRA DOS SANTOS Perfil LI_PPI 187 7,85 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecanica - MARCOS PAULO DE MATOS Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1689 | 234 MAGALHAES Perfil LI_PPI 189 7,84 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1690|230 HAYDA LORENA DOS SANTOS LIMA Perfil LB_PPI 190 7,84 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1669|202 WILLIAMES BATISTA DA SILVA Perfil LB_PPI 191 7,829 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1661 |94 ANDRE MACHADO MACEDO Perfil LB_PPI 193 7,82 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1641 (234 ADRIANO MARQUES FERNANDES Perfil LB_PPI 194 7,81 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1608 | 237 RENAN HENRIQUE BELEZA DE MELO Perfil LB_PPI 196 7,8 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1595 | 211 GIOVANA COSTA PINHEIRO Perfil LB_PPI 198 7,79 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecéanica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1591 | 259 IVANILDO GOMES DOS SANTOS Perfil LB_PPI 199 7,79 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Mecanica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1573|221 LUIS EDUARDO FERREIRA DA SILVA Perfil LB_PPI 203 7,77 | LB_PPI - 52 chamada
CMC|Técnico em Mecanica -
Subsequente - Noturno 1571|254 MAKSUEL DE PINHO MENDONCA Conforme o LB_PPI 204 7,77 | Convocado(a) adicional para
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Perfil composicao de cadastro reserva -

LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Mecanica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1555|204 LAZARO GOMES DE PAIVA Perfil LB_PPI 206 7,76 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1537|200 MATHEUS DA COSTA CRUZ Perfil LB_PPI 209 7,75 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1535|284 ALESSANDRO ASSUNCAO DA SILVA Perfil LB_PPI 210 7,75 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1540 | 264 YASMIN PAZ ASSUNCAO Perfil LB_PPI 211 7,75 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1523|248 MARCOS VINICIUS GOMES BARBA Perfil LB_PPI 213 7,74 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1517|286 WISLEY PASSO DE SOUZA Perfil LB_PPI 214 7,73 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1513|279 MARIA EDUARDA CABRAL MATOS Perfil LB_PPI 215 7,73 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecénica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1515|261 MARILIA DA SILVA CASTILHO Perfil LB_PPI 216 7,73 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Mecéanica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1505|281 FABIANO DE CRISTO DIAS CABRAL Perfil LB_PPI 217 7,72 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Mecanica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1486 | 220 RAFAEL MENDES DE MACEDO Perfil LB_PPI 221 7,7 | LB_PPI - 52 chamada
CMC|Técnico em Mecanica -
Subsequente - Noturno 1471|203 JOHN KEVYN DE ANDRADE BENCHIMOL | Conforme o LB_PPI 222 7,7 | Convocado(a) adicional para
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Perfil composicao de cadastro reserva -

LB_PPI - 52 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - CONVOCADO(A) -AC-5
Subsequente - Noturno 1651 | 253 ELIZABETH AUGUSTA BATISTA ROCHA | Apenas em AC AC 98 7,811 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1638 | 294 MICHELE VIANA DOS SANTOS Apenas em AC AC 100 7,81 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1546|200 | TAIANE PEDROZA CAVALCANTE Apenas em AC AC 106 7,757 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1536 | 220 DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA Apenas em AC AC 107 7,75 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - CONVOCADO(A) -AC-5
Subsequente - Noturno 1531 | 200 MARCIA REGINA MAIA LOPES Apenas em AC AC 108 7,74 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - MARIA DA CONCEICAO VALARES DA CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1510|219 SILVA Apenas em AC AC 109 7,725 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - CONVOCADO(A) -AC-5
Subsequente - Noturno 1509 | 209 REGIANE SOARES UCHOA Apenas em AC AC 110 7,721 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1474 | 249 MARGARETH DOS SANTOS AZEVEDO Perfil AC 114 7,7 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1484 | 250 CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO Apenas em AC AC 115 7,7 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composigéo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1472 | 238 EMANUELY DE LIMA BRAGA Apenas em AC AC 116 7,7 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composigéo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1384 | 251 DARLANA ALMEIDA DE OLIVEIRA Apenas em AC AC 123 7,63 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - WENDELL KLINSMANN DO composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1378 | 262 NASCIMENTO LEAO Apenas em AC AC 124 7,629 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Convocado(a) adicional para
Subsequente - Noturno 1293 | 221 BRUNA SOUZA MENDES Apenas em AC AC 133 7,568 | composicao de cadastro reserva -
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AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1198 | 204 LENILZA PINHEIRO DA SILVA Apenas em AC AC 139 7,5 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1120|211 LUZIA ALVES CAJUEIRO Perfil AC 144 7,45 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1115|247 BRENDA DA SILVA LOZANA Apenas em AC AC 145 7,45 | AC - 52 chamada
CMC| Técnico em Meio Ambiente - SILVIA GABRIELLA DOS SANTOS Conforme o CONVOCADO(A) - LI_EP-5
Subsequente - Noturno 1114 | 210 CARVALHO Perfil LI_EP 146 7,448 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1096 | 223 LYA SOUZA DE ASSIS Apenas em AC AC 149 7,43 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1047 | 200 KELY CRISTINA FRANCA SIQUEIRA Apenas em AC AC 153 7,4 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1002 | 294 LUCAS ROCHA BATALHA Apenas em AC AC 154 7,376 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - _ composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 975 |295 MIRIA ANGELA FURTADO PEREIRA Apenas em AC AC 158 7,35 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - ’ composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 960 |271 RAIMUNDO PEREIRA GATO JUNIOR Apenas em AC AC 161 7,335 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 913 |204 | AILTON JUNIO RODRIGUES IPIRANGA | Apenas em AC AC 165 7,3 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_EP -5
Subsequente - Noturno 908 |231 EWERTON GOMES DA CUNHA Perfil LI_EP 166 7,3 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - | 911 | 226 ISABELLY VARGAS COSTA Conforme o LI_EP 167 7,3 | CONVOCADO(A) - LI_EP-5
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Subsequente - Noturno Perfil CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_EP -5
Subsequente - Noturno 894 |281 ISABELE CRISTINA MACIEL PIMENTEL | Perfil LI_EP 170 7,29 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_EP -5
Subsequente - Noturno 888 |291 DANIELA ALEXANDRINO Perfil LI_EP 171 7,28 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_EP - 5
Subsequente - Noturno 863 |249 ABEDELAK GONCALVES NUNES Perfil LI_EP 172 7,26 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_EP -5
Subsequente - Noturno 850 |263 LARA LOPES CORDEIRO Perfil LB_EP 173 7,25 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 845 |231 HAMILTON MAGNO DE SOUZA NETO | Perfil LB_PPI 174 7,243 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - FERNANDA BEATRIZ DE OLIVEIRA composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 827 [284 PADILHA Apenas em AC AC 175 7,23 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 820 (289 GERLIANI DE SOUZA OLIVEIRA Apenas em AC AC 176 7,23 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - . composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 811 (220 ANGELA VIVIAN AMORIM DOS SANTOS | Apenas em AC AC 177 7,22 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composigdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 801 |223 TATIANE AZEVEDO DE LIMA Apenas em AC AC 179 7,22 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composigdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 736 |261 ANA CARLA LIMA BAHIA Apenas em AC AC 180 7,17 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 728 |688 GRACIANO CARLOS DE FREITAS Apenas em AC AC 181 7,16 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 715 (274 |JOAO "PEDRO PAZ DE OLIVEIRA Perfil LB_PPI 182 7,15 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 712 | 260 PAULO HENRIQUE SILVA LIMA Perfil LB_PPI 183 7,15 | CHAMADA
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 703 (280 DANILO GABRIEL RODRIGUES ESTALD Apenas em AC AC 184 7,14 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 677 |212 LUCINALDO JUNIO DOS SANTOS BRITO |Apenas em AC AC 185 7,11 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 666 |268 PAULINHOLINS26 @GMAIL.COM Apenas em AC AC 186 7,1| AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 655 (282 JONILSON CARVALHO FONSECA Apenas em AC AC 187 7,1 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 634 |246 FRANCIELE PAULO CAMPOS Apenas em AC AC 188 7,088 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 629 |224 LUIS FERNANDO CARVALHO CORDEIRO | Apenas em AC AC 189 7,081 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 630 |215 FLAVIA FONTES DUTRA Perfil LB_PPI 190 7,081 | CHAMADA
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 617 |200 |ABNEGO COSTOLIO INACIO Perfil LB_PPI 191 7,08 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 626 |285 LETICIA DA SILVA GATO Apenas em AC AC 192 7,08 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 616 |283 BRUNO ASSEF MORAES Apenas em AC AC 193 7,08 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - KENNADY TANDY JUSTINO DA SILVA Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 589 | 257 PINHEIRO Perfil LB_PPI 194 7,036 | LB_PPI - 52 chamada
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 571 |244 RONALDO Perfil LB_PPI 195 7,02 | CHAMADA
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 577 |260 MAITE LIMA COELHO Perfil LB_PPI 196 7,02 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 514 |205 RAFAELA FERNANDES DE FIGUEIREDO | Perfil LB_PPI 197 6,975 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 513 |215 THAINA SALAZAR VASCONCELOS Apenas em AC AC 198 6,974 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 496 |291 MARIA FRANCIANE ROSAS DE ARAUJO | Apenas em AC AC 199 6,96 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 479 | 200 TONY CLEYTON DE MENEZES ALZIER Apenas em AC AC 200 6,944 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 469 |292 ALVARO SERGIO DA SILVA ARAUJO Apenas em AC AC 201 6,931 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 460 |281 DHILISMAR CARLOS SENA ALVES Perfil LB_PPI 202 6,93 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 425 | 291 JOSIANE MACHADO DA FONSECA Perfil LB_PPI 204 6,9 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - LETICIA RAQUEL DE CASSIA DOS Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 438 |291 SANTOS RIBEIRO Perfil LB_PPI 205 6,9 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 428 | 210 EDUARDO BRAGA DE ALMEIDA Perfil LB_PPI 206 6,9 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 403 |238 JOAO VITOR PEREIRA DOS SANTOS Apenas em AC AC 207 6,86 | AC - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 398 (272 ETELVINA DO ROSARIO MAGALHAES Perfil LB_PPI 208 6,86 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 397 (234 ALLAN KARDEC SILVA CHAVES Perfil LB_PPI 209 6,86 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 389 (275 FRANCIMEIRE MORAES DE SOUSA Perfil LB_PPI 210 6,85 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 363 |247 RAFAEL SANTOS DE ALMEIDA Apenas em AC AC 211 6,816 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 359 (287 IVONE FIGUEREDO DE MORAIS Apenas em AC AC 212 6,81 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 338 | 238 ITUANE BARBOSA NEVES Apenas em AC AC 213 6,8 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 336 |297 ADRIA PATRICIA MARTINS MARINHO Apenas em AC AC 215 6,79 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 337 |254 ADRIANA MACHADO GOMES Apenas em AC AC 216 6,79 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - EWERTON ADENILSON PINHEIRO Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 300 |299 CORDEIRO Perfil LB_PPI 217 6,75 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 294 | 215 MIRIAM RAMIREZ ANTONIO Perfil LB_PPI 218 6,73 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 234 |270 JOAO VITOR DE AMORIM FERREIRA Apenas em AC AC 219 6,64 | AC - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 214 (244 LETICIA SILVA FALCAO Perfil LB_PPI 220 6,6 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 204 (210 ERILANY DUTRA DA SILVA Perfil LB_PPI 221 6,595 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 186 |784 INGRIDI ARAUJO DUARTE GOMES Perfil LB_PPI 223 6,56 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 165 | 215 ELINALDO CARVALHO GUIMARAES Perfil LB_PPI 224 6,52 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 153 |287 ROZILDA AMARAL DO NASCIMENTO Apenas em AC AC 225 6,5 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 151 (234 ADSSANDRA PONTES DE SOUZA Perfil LB_PPI 226 6,491 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 141 |249 SHEILA HUMMEL PIRES DE MEDEIROS | Perfil LB_PPI 228 6,45 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 117 |220 ANE KAROLINE ROSAS BRITO Perfil LB_PPI 229 6,34 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 101 (294 CRISTIANO SILVA E SILVA JUNIOR Perfil LB_PPI 230 6,28 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 98 208 KEIVIANE MARQUES DE SOUZA Perfil LB_PPI 231 6,24 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 91 241 JAKELINE NASCIMENTO DA ROCHA Perfil LB_PPI 233 6,21 | LB_PPI - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 86 234 VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA Perfil LB_PPI 234 6,18 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 84 204 ZILDA GARCIA AQUINO Apenas em AC AC 235 6,17 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 74 230 JONIA MARIA LIMA TAVARES Perfil LB_PPI 236 6,14 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 68 200 ALDENOR JUNIOR OLIVEIRA BARRETO Perfil LB_PPI 237 6,06 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 60 291 ODALEIA ALVES BRITO NETA Perfil LB_PPI 239 6| LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 35 207 NEIDIANE PASSOS DA COSTA Perfil LB_PPI 240 5,65 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - _ _ composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 33 268 NELY FRAZAO GUIMARAES Apenas em AC AC 241 5,63 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - ’ composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 28 200 VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Apenas em AC AC 242 5,56 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 26 200 KADNNY DE SOUZA RIBEIRO Perfil LB_PPI 243 5,505 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 23 215 CRISTIANE REGINA DIAS ANTAO Perfil LB_PPI 244 5,48 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 10 272 FABIO DIEGO FREITAS FERNANDES Apenas em AC AC 245 5,198 | AC - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Meio Ambiente - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 9 291 ROSANE DA SILVA AMARAL Apenas em AC AC 246 5| AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Quimica - CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1520 | 209 CAIO DOS SANTOS SILVA Apenas em AC AC 142 7,74 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - 5 CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1497 | 203 JOAO VICTOR DO CARMO SARMENTO | Apenas em AC AC 145 7,71 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1455|101 TATIANE CRUZ DA SILVA Apenas em AC AC 149 7,68 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1419 | 270 MARKSON ASSIS DE SOUZA VALERIO Perfil AC 151 7,65 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1406 | 290 GABRIELA AMORIM DA SILVA Perfil AC 153 7,64 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - LARISSA BEATRIZ COUTINHO DE CONVOCADO(A) - AC- 5
Subsequente - Noturno 1407 | 205 SOUZA Apenas em AC AC 154 7,64 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1382 | 218 MARIA LUIZA DE SOUSA CRUZ Apenas em AC AC 158 7,63 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - CONVOCADO(A) - AC-5
Subsequente - Noturno 1359 | 208 LEANE BATISTA MATOS Apenas em AC AC 160 7,61 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - AC -5
Subsequente - Noturno 1350 | 200 BEATRIZ REGINA MATOS PAIVA Perfil AC 161 7,61 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1349 | 248 NATACHA GAMA TAVARES Apenas em AC AC 162 7,607 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_EP -5
Subsequente - Noturno 1345 | 249 MARCO AURELIO DE SOUZA BEZERRA | Perfil LI_EP 164 7,6 | CHAMADA
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_EP -5
Subsequente - Noturno 1305 | 235 WILLIAM HUSTY SANTOS PEREIRA Perfil LB_EP 167 7,57 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1265 | 267 LINDIA QUEIROZ BRAZ Perfil AC 168 7,55 | AC - 52 chamada
CMC | Técnico em Quimica - Convocado(a) adicional para
Subsequente - Noturno 1237|270 ANTONIA JOYCE FARIAS COSTA Apenas em AC AC 169 7,53 | composicao de cadastro reserva -
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AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1233|264 | GEYCINARA DO NASCIMENTO BEZERRA | Perfil AC 171 7,53 | AC - 52 chamada
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_EP-5
Subsequente - Noturno 1206 | 212 CAMILLA SOARES DE SOUZA Perfil LI_PPI 173 7,51 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1207 | 243 RAILSON DA SILVA ABREU Perfil AC 174 7,51 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1192 | 259 MARNA MAYARA NOGUEIRA REZENDE | Apenas em AC AC 175 7,5 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - DONOVAN TONE JORDAN LOPES composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1160|287 BARROS Apenas em AC AC 177 7,478 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1154 | 288 KAUAN ROCHA DA SILVA Apenas em AC AC 180 7,47 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1130|251 CARMEN LARISSA DA MOTA COSTA Perfil AC 182 7,45 | AC - 52 chamada
CMC'Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - |.|_EP -5
Subsequente - Noturno 1113 | 204 MARCELO DA SILVA NEVES Perfil LI_PPI 183 7,448 | CHAMADA
CMC'Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) = Ll_EP -5
Subsequente - Noturno 1088|221 | YARA GONZAGA DE ARAUJO Perfil LI_PPI 184 7,43 | CHAMADA
CMC'Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) = Ll_EP -5
Subsequente - Noturno 1052|260 |JULIANA DUTRA ASSUNCAO Perfil LI_PPI 186 7,4 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1032|377 | ANA CELIA DE JESUS OLIVEIRA Perfil AC 187 7,4 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LI_EP -5
Subsequente - Noturno 1035 | 216 MONICA LARISSA PEREIRA HEINRICHS | Perfil LI_PPI 188 7,4 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - 1037 | 298 PAMELA SUELEN LOPES DOS SANTOS | Conforme o LI_PPI 189 7,4| CONVOCADO(A) - LI_EP-5
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Subsequente - Noturno Perfil CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 1004 | 268 KAROLINY ALVES DE CARVALHO Perfil LI_EP 190 7,379 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 991 |236 GEOVANIA FERREIRA LINS Apenas em AC AC 191 7,36 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 985 |270 ERIKA NASCIMENTO DOS SANTOS Apenas em AC AC 192 7,36 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 984 | 269 FABRICIA JAMILY CRUZ DA CUNHA Apenas em AC AC 193 7,36 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PP' -5
Subsequente - Noturno 979 |751 LIVIA CARLA LOPES DELGADO Perfil LB_PPI 194 7,35 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 961 |204 FRANCIDALVA DA CRUZ SANTOS Apenas em AC AC 195 7,34 | AC - 52 chamada
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 962 | 208 IANEZA DO NASCIMENTO MAIA Perfil LB_PPI 196 7,34 | CHAMADA
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 964 | 236 DAVINYN ALVES DE LIRA Perfil LB_PPI 197 7,34 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 953 |248 RAFAEL REIS CAVALCANTE Perfil LI_EP 198 7,33 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Quimica - LEONARDO BRASIL MAGALHAES composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 936 |266 JIMENEZ Apenas em AC AC 199 7,32 | AC - 52 chamada
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o CONVOCADO(A) - LB_PPI -5
Subsequente - Noturno 926 |234 | GLENDA MONTEIRO DA SILVA LIMA Perfil LB_PPI 200 7,31 | CHAMADA

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 909 |258 LARA BERVILY LIMA MENDONCA Apenas em AC AC 201 7,3 | AC - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 841 | 266 FERNANDA DUTRA DE CASTRO Perfil LI_EP 202 7,24 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 838 |219 TIFANY SOUZA PAES Perfil LI_EP 203 7,24 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 831 |263 NAYARA BRAGA DA SILVA Perfil LI_EP 204 7,235 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 829 |225 GILMARA DE OLIVEIRA DIAS Perfil LI_EP 205 7,23 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 797 |204 GILVAN ROCHA DA SILVA JUNIOR Perfil LI_EP 206 7,211 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 794 | 273 WALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA Apenas em AC AC 207 7,21 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 788 |290 LUCIANA KALINNE FERREIRA LIMA Perfil LI_PPI 208 7,203 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 781 |208 KAMILA BEATRIZ DE SOUZA LINS Apenas em AC AC 209 7,2 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 755 |209 SOPHIA BEATRIZ RODRIGUES MARCAL | Perfil LB_EP 210 7,18 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 748 | 200 ANDRE ISMAEL DE PAIVA Apenas em AC AC 211 7,18 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 753 |288 DANIELE CAVALCANTE DE OLIVEIRA Perfil LI_PPI 212 7,18 | LI_PPI - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 726 |200 LUCAS FELIPE CASTRO LEAL Perfil LI_PPI 213 7,16 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 705 |[254 VICTORIA RAMOS SIQUEIRA Perfil LI_PPI 214 7,14 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 698 (230 RAIMUNDO THIAGO NUNES MARTINS | Perfil LB_EP 215 7,133 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 668 |275 CAUA MARTINS BARRETO Perfil AC 216 7,11 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 661 |233 ELIZANGELA SILVA DE OLIVEIRA Perfil LI_PPI 217 7,1 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 663 |200 LUANE CRISTINA SIMOES IANNUZZI Perfil LI_PPI 218 7,1 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 619 |294 LARISSA VITORIA NOGUEIRA ROCHA Perfil LI_PPI 219 7,08 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 607 |202 JESSICA NASCIMENTO DA SILVA Perfil LI_PPI 220 7,07 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 604 | 251 MAYKO VASCONCELOS RODRIGUES Apenas em AC AC 221 7,063 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 599 |297 SAMARA DA SILVA Perfil LI_PPI 222 7,06 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 595 |231 BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA Perfil LI_PPI 223 7,05 | LI_PPI - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Quimica - WELLINGTON GUILHERME SOUSA Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 580 |251 CABRAL Perfil LI_PPI 224 7,03 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 573 (214 CASSIA SILVA DA COSTA Perfil LI_PPI 225 7,02 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 554 |282 BRUNO DE OLIVEIRA RIBEIRO Apenas em AC AC 226 7 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 530 (249 THIAGO SOUZA DA SILVA Perfil LI_EP 227 6,99 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 505 |[215 SIMONE BRASIL BATISTA Perfil LI_PPI 228 6,97 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 508 |204 TASSIA CAROLINE COSTA BATISTA Apenas em AC AC 229 6,97 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 484 | 256 LAIS CHRISTINE GOMES MORAIS Perfil LI_PPI 230 6,95 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 478 |223 VITORIA CAROLINA Apenas em AC AC 231 6,94 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 461 |240 JAMILY NOGUEIRA DE CARVALHO Apenas em AC AC 232 6,93 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 456 | 298 CARLOS ANDRE AZEVEDO VALENTE Perfil LI_PPI 233 6,92 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 424 | 279 iTALA LUANDA SOUZA DE LIMA Apenas em AC AC 234 6,898 | AC - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 418 |235 IASMIM DE OLIVEIRA SILVA Perfil LI_PPI 235 6,89 | LI_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 407 |202 PRISCILA BENTES DE SOUZA Perfil LB_EP 236 6,87 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 372 |256 ERIKA CRISTINA LOPES NEVES Perfil LB_EP 237 6,83 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 347 |210 ITALIA MONTENEGRO CERBINO Apenas em AC AC 239 6,8 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 314 (204 KAMILLA RODRIGUES DA SILVA Apenas em AC AC 241 6,76 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 313 | 251 BRUNO COSTA DA CONCEICAO Apenas em AC AC 242 6,76 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 289 |215 MARCIO GEOVANE DA SILVA E SILVA Perfil LB_EP 243 6,722 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 288 |241 RANIEL LOPES SOUSA Perfil LB_EP 244 6,72 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 275 |234 CLICIA NUNES LIMA Perfil AC 246 6,71 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 254 | 273 ORNELLA PACCHIA ABADIAS DA SILVA | Apenas em AC AC 247 6,671 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 228 |285 ANA KAREN MAGALHAES DE LIMA Perfil LB_EP 248 6,63 | LB_EP - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 227 (272 SUEUDA PEREIRA BRASIL LABORDA Perfil LB_EP 249 6,63 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 212 (200 DELZIMAR OLIVEIRA MAXIMO Perfil LB_EP 250 6,6 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 211 (264 TAMIRES RIBEIRO DA ROCHA Perfil LB_EP 251 6,6 | LB_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 177 |234 ALEXANDRE OLIVEIRA DA LUZ Apenas em AC AC 252 6,54 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢do de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 160 | 268 MARCIO REGIS SALLES DA SILVA Perfil LB_PPI 253 6,5 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 159 |260 DEIVIANE SOUZA DO NASCIMENTO Perfil LB_PPI 254 6,5 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 148 |268 EVANEY ZACARIAS PINHEIRO Perfil LB_PPI 255 6,48 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 133 [ 296 JESSICA SOUZA BRAGA Perfil LB_PPI 256 6,42 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 127 |249 CAMILA CRISTYNA OLIVEIRA PINTO Perfil AC 257 6,4 | AC - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 124 |232 EVELYN DE SOUZA OLIVEIRA Perfil LB_PPI 258 6,38 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC | Técnico em Quimica - Conforme o composicdo de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 111 | 215 FLAEMERSON DOS SANTOS DACIO Perfil LI_EP 259 6,3 | LI_EP - 52 chamada
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Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 102 |273 NAYRA ANADILA GOMES JONAS Perfil LB_PPI 260 6,29 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Quimica - LAURA ROSANGELA NASCIMENTO DA | Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 53 234 SILVA Perfil LI_EP 261 5,96 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 50 |272 KELSON DA SILVA FERREIRA Perfil LI_EP 262 5,9 | LI_EP - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 46 | 253 IVAN DA SILVA ANDRADE Perfil LB_PPI 263 5,826 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 40 |249 | ADRIANA GLEYCES MARTINS BARRETO | Perfil LB_PPI 264 5,7 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC| Técnico em Quimica - Conforme o composicao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 41 245 REGIANE FIGUEIREDO LEAL Perfil LB_PPI 265 5,7 | LB_PPI - 52 chamada

Convocado(a) adicional para
CMC|Técnico em Quimica - Conforme o composi¢ao de cadastro reserva -
Subsequente - Noturno 37 [279 GABRIELE DOS SANTOS DA SILVA Perfil LI_EP 266 5,666 | LI_EP - 52 chamada
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FICHA DE MATRICULA
SUBSEQUENTE / ESPECIALIZAGAO TECNICA -
EDITALN /20
CURSO
SUBSEQUENTE EM:
() EDIFICACOES () MEIO AMBIENTE
(') ELETROTECNICA () QUIMICA
(') MECANICA (') SEGURANCA DO TRABALHO
ESPECIALIZAGAO TECNICA EM:

(') ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

[ TURNO: () VESPERTINO () NOTURNO

[ TIPO DE VAGA: () AMPLA CONCORRENCIA () COTA

[ TIPO DE COTA: () PR ( )LB_PPI( ) LB_Q() LB_PCD ( )LB_EP( )LI_PPI( )LI_PCD()LI_EP

[ CONVOCADO NA CHAMADA: ()1 ()2¢ ()3® ()4 ()5 ()6

1. DADOS DO ALUNO
* Os campos em negrito sao de preenchimento obrigatorio

Nome Oficial*:

Nome Social:

CPF*: . . - Data de Nascimento*: / /
E-mail:

Nome da Mae*:

Nome do Pai:

Sexo: ( )M ()F

Estado Civil:

() Solteiro () Casado () Divorciado () Separado () UnidoEst. () Viavo () Outro
Etnia/Raga*:

() Branco () Indigena () Pardo () Preto () Quilombola () Outra

Pessoa com Deficiéncia*: () Sim () Nao
Se sim, qual o tipo de deficiéncia?

() Fisica/Motora () Visual () Auditiva () Intelectual () Outra

Renda Per Capta™:

() Abaixo de 1 Salario Minimo () De 1 a 2 Salarios Minimos () De 2 a 3 Salérios Minimos
() De 3 a 4 Salarios Minimos () Acima de 4 Salarios Minimos

Nacionalidade: () Brasileiro (a) () Estrangeiro (a)
Se estrangeiro, qual o pais de Nascimento:

Naturalidade (cidade): UF: RG*: NIS/PIS:
Endereco:
N Bairro: CEP:

Fone Res.: Celular*;
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DEPARTAMENTO DE CONTROLE ACADEMICO

2. AUTORIZAGAO DE CANCELAMENTO DE MATRICULA EM OUTRO CURSO SUBSEQUENTE

* Estou ciente que, ao efetuar esta matricula, atesto que ndo possuo outra matricula ativa em curso de Nivel
Subsequente com o Ifam, e caso exista, a mesma sera automaticamente cancelada ao proceder com esta nova
matricula.

Data: / /
Assinatura do(a) aluno(a)
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM OUTRO CURSO
TECNICO EM INSTITUIGAO PUBLICA DE ENSINO
Eu, , portador(a) do RG
n° , € CPF n° , candidato(a) ao Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos

Técnicos de Nivel Subsequente, declaro que ndo possuo vinculo como aluno(a) em outro curso de mesmo nivel em
Instituigdo Publica de Ensino, incluindo o préprio IFAM, em obediéncia a Lei Federal n° 12.089, de 12 de novembro de
2009.

Ratifico serem verdadeiras as informagdes prestadas, estando ciente de que a informagao falsa incorrera nas penas do
crime do art. 299 do Cdédigo Penal (falsidade ideolégica). Compreendo ainda que, caso seja configurada a prestagao de
informagé&o falsa — apurada posteriormente ao registro académico, em procedimento que assegure o contraditorio e a
ampla defesa — isso ensejara o cancelamento de meu registro no Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia

do Amazonas, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.

Manaus (AM), de de 20

Assinatura do(a) Declarante



